
特定研究開発等の拠点となる施設（主たる研究開発等の実施場所）

施設名称：
住 所：
（申請者の住所と異なる理由：）

特定ものづくり基盤技術の高度化を図るための特定研究開発等の目標

〇当該特定ものづくり基盤技術において達成しようとする高度化の目標
・川下製造業者の抱える課題及び要請（ニーズ）

・上記を踏まえた高度化目標

当該特定ものづくり基盤技術における高度化目標の達成に資する特定研究開発等の実施方法

〇技術開発の方向性

共 同 申 請 者

{住所、|名称、}代表者名 ~連絡先、�資本金、�従業員数、‚業種

１

２

３

４

代表者名：
連 絡 先：
資 本 金：
従業員数：
業 種：

従たる技術（該当するもの全て）：

（別表２）
特定研究開発等の内容

１．特定研究開発等の具体的内容

２．特定研究開発等の技術的目標値

３．研究員等一覧

申請者又は共同申請者の名称

研究員等氏名 役職 研究分担【番号】 研究に関する経歴

代表
主任研究員
副主任研究員
研究員

４．専門用語等の解説

（別表３）
特定研究開発等の実施期間
（ 年度～ 年度）
EEEEEEEEEEEEEEE

研究項目（サブテーマ）【番号】 当該研究項目に係る研究開発等により達成しようと
する年度目標

実施内容 実施者
（実施場所）

実施時期（実施の始期と終期を矢印で記載）

初 年 度 第 二 年 度 第 三 年 度
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